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近场研究表面等离子体在银纳米线上的传输

刘爱萍，任希锋
（中国科学技术大学ａ．中国科学院量子信息重点实验室；ｂ．量子信息与量子科技前沿协同创新中心，合肥２３００２６）

摘　要：通过双探针近场光学扫描显微镜在银纳米线上实现近场激发和近场收集表面等离子体，用一个

探针在银纳米线的一端近场激发表面等离子体，另一个探针近场探测银纳米线上的表面等离子体强度

分布，得到强度分布图．强度分布图显示表面等离子体在银纳米线的一端被有效激发并且有一部分表面

等离子体沿着银纳米线和基底的界面传播到了另一端．用有限元法对银纳米线内的传播模式进行数值

模拟，结果显示银纳米线内存在两种表面等离子体传播模式，分别为基模和高阶模．沿着银纳米线和基

底介质之间传输的基模表面等离子体由于传输环境稳定，散射损耗小，实际传输长度接近模式传输长

度，达１０μｍ以上；而高阶模表面等离子体由于部分裸露在空气中受表面缺陷散射的影响，散射损耗大，

实际传输长度远小于模式传输长度．研究表明：以能量高度束缚的基模表面等离子体作为载体，不仅可

以实现低损耗传输，还可以减小集成器件之间的信号串扰，有效提高信息传输的安全性，在集成光学中

具有重要应用．
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０　引言

表面等离子体（ＳｕｒｆａｃｅＰｌａｓｍｏｎＰｏｌａｒｉｔｏｎ，ＳＰＰ）

是金属内自由电子的集体振荡，并且沿着金属和介质

的界面传输．１９８８年，Ｅｂｂｅｓｅｎ等人
［１］在金属孔阵结构

中发现了由表面等离子体引起的光学反常透射现象．

近２０年来，人们对表面等离子体进行了大量研究并将

其用于各个领域，如生物探测、超分辨成像、低阈值激

光器等［２］，其中，将表面等离子体用于集成光学中作为

信息载体具有非常好的前景［３］
．随着信息的高度集成

化，器件的尺度变得越来越小，光作为信息载体受衍射

极限限制，不能在小于光波长的器件中传输，限制了光

学器件的集成度．表面等离子体的能量高度束缚，在金

属和电介质的界面进行传播，能够突破光学衍射极限

的限制，从而实现在微纳结构中的传输．研究表明，表

面等离子体不仅具有良好的量子性质而且能够编码信

息［４６］，为表面等离子体应用于集成光学奠定了基础．

作为信息载体，传输损耗决定器件的品质．银纳米

线作为表面等离子体的传输介质具有吸收损耗小，制

备成本低，控制容易等特性，在研究中被广泛作为表面

等离子体的传输波导．现有对银纳米线上表面等离子

体传输的许多研究都是基于远场或者半远场方式，不

能够真实体现表面等离子在银纳米线上的场分布［７８］
．

本文通过双探针近场光学扫描显微镜（ＮｅａｒＦｉｅｌｄ

ＳｃａｎｎｉｎｇＯｐｔｉｃａｌＭｉｃｒｏｓｃｏｐｙ，ＮＳＯＭ）实现近场激发和

近场收集银纳米线上的表面等离子体，得到 ＮＳＯＭ

图，给出了表面等离子体的近场强度分布图．进一步用

有限元法对银纳米线上的表面等离子体模场分布进行

数值模拟，分析实验测量结果．

１　实验装置和原理

实验所用的样品是通过化学方法制备的银纳米

线［９］，直径为３００ｎｍ，长度为１０μｍ左右．图１为实验

装置示意，其中左下方插图是银纳米线的电镜扫描图

（ＳｃａｎｎｉｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＭｉｃｒｏｓｃｏｐｙ，ＳＥＭ）．在银纳米线

的表面再生长一层２５ｎｍ的二氧化硅层
［１０］，既可以避

免银纳米线裸露在空气中被氧化而改变性质，又可以

让银纳米线和介质基底之间保留一定的间隙，提高表

面等离子体的传输长度［１１］
．用甩胶机将含有银纳米线

的酒精溶液均匀涂在玻璃基底上，然后放在超净间干

燥，待酒精挥发后再甩一层５０ｎｍ厚的聚甲基丙烯酸

甲酯（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，ＰＭＭＡ），将银纳米线

固定在玻璃基底上，防止探针扫描样品时改变银纳米

线的位置．

图１　实验装置

Ｆｉｇ．１　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｅｔｕｐ

实验所用近场光学扫描显微镜具有两个探针，分

别由两个 Ｍｕｌｔｉｖｉｅｗ４０００
ＴＭ系统控制，可以同时独立工

作．探针工作模式包括激发模式和扫描模式．探针针尖

直径均为１００ｎｍ，其中一个探针工作于激发模式，用

于近场激发银纳米线上的表面等离子体，另一个探针

工作于收集模式，用于近场收集在银纳米线上的表面

等离子体［１２］
．波长为６７１ｎｍ的半导体激光器（Ｌａｓｅｒ

Ｄｉｏｄｅ，ＬＤ）发出的光经过单模保偏光纤导入激发探针

的尾端再从针尖导出，该探针的针尖静止停靠在银纳

米线的一端激发表面等离子体．所激发的表面等离子

体沿着银纳米线传输，由工作于收集模式的探针近场

收集．收集探针在银纳米线上表面扫描并探测各点的

表面等离子体强度．收集到的场强信号由单模保偏光

纤传到单光子探测器（ＳｉｎｇｌｅＰｈｏｔｏｎＤｅｔｅｃｔｏｒ，ＳＰＤ）

上，由单光子探测器测量扫描探针所探测的各个点的

表面等离子体强度．得到的强度值再传给 Ｍｕｌｔｉｖｉｅｗ

４０００
ＴＭ系统进行处理得到ＮＳＯＭ图

［１３］，即收集探针扫

描区域的表面等离子体近场强度分布．

２　实验结果和数值分析

图２（ａ）是在一根长度约为１１μｍ的银纳米线上测

得的ＮＳＯＭ图，虚线表示所测银纳米线的轮廓．为了

保护探针，扫描过程中两个探针最小距离为０．５μｍ，

即靠近激发端还有０．５μｍ的银纳米线上的表面等离

子体分布没有测量到．从 ＮＳＯＭ 图可以看出，在激发

端附近（左端），银纳米线上有场强分布，但是强度衰减

很快，在距离激发端约３μｍ的犃点之后，场强就接近

零，但是在银纳米线的另一端附近强度又增大，并且在

端面处出现极大值．图２（ａ）中实线的表面等离子体强

２１００４２４０



刘爱萍，等：近场研究表面等离子体在银纳米线上的传输

度分布如图２（ｂ），只有在银纳米线的两端附件能够测

到表面等离子体场强度的分布，中间约８μｍ的区域都

没有强度分布．

图２　实验测量结果

Ｆｉｇ．２　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｒｅｓｕｌｔｓ

表 面 等 离 子 体 的 传 播 矢 量 犽ＳＰＰ ＝

犽０ εｍε１（εｍ＋ε１槡 ），其中｜犽０｜＝２π／λ０ 是激发光的自由

传播矢量，εｍ 和ε１ 分别是金属和电介质的介电常量．

犽ＳＰＰ≠犽０ 说明表面等离子体和激发光之间存在波矢失

配，即动量失谐，他们之间不能直接相互转化．实验中

采用近场激发，激发探针的针尖直径约为１００ｎｍ，远

小于激发光的波长（６７１ｎｍ），针尖处产生增强的局域

近场，在银纳米线的端面相互作用补偿了表面等离子

体和激发光之间的动量失谐量，从而表面等离子体被

激发并沿着银纳米线的表面传输［１４］
．以银纳米线纵轴

为狓轴建立如图１所示的直角坐标系，在银纳米线表

面传输的表面等离子体的电场可以表示为

犈ＳＰＰ（狓，狋）＝犈０ｅｘｐ －ｉ狑狋＋
ｉ２π狀ｅｆｆ狓

λ
（ ）

０

（１）

式中，犈０ 是激发的表面等离子体的初始振幅，狀ｅｆｆ是表

面等离子体的有效折射率，狑和λ０ 分别为激发光的角

频率和自由空间波长．表面等离子体在传播过程中由

于介质的吸收及模式散射等原因而存在传输损耗，所

以狀ｅｆｆ是一个复数，它的虚部Ｉｍ（狀ｅｆｆ）表示传输损耗．定

义传输长度为场的强度衰减为原来的１／ｅ时所走过的

距离，则表面等离子体的模式传输长度为

犔＝λ０／［４πＩｍ（狀ｅｆｆ）］ （２）

在ＣＯＭＳＯＬ４．２平台对银纳米线上表面等离子

体传输的模式场分布进行有限元数值模拟．模拟结构

和实验样品结构一样，它的横截面如图３（ａ），银纳米线

的直径为３００ｎｍ，外面包一层２５ｎｍ的二氧化硅层，

放置于二氧化硅基底上，并在样品上覆盖一层１００ｎｍ

厚的ＰＭＭＡ．对于λ０＝６７１ｎｍ的入射光激发，银的介

电常量取εｍ＝－１８．４５＋１．２０ｉ，ＰＭＭＡ和二氧化硅的

折射率分别取１．４９和１．５
［１５］
．经过数值模拟得到表面

等离子体在纳米线上的两个传输模式，场强度分布如

图３（ｂ）基模和（ｃ）高阶模，箭头表示电场的矢量方向．

这两个模式的有效折射率分别为狀０＝１．６６－０．０１３ｉ和

狀１＝１．４３－０．０１４ｉ，由式（２）可得这两个模式对应的模

式传输长度分别为４．１１μｍ和３．８１μｍ
［１１］
．

图３　数值模拟结果

Ｆｉｇ．３　Ｎｕｍｅｒｉｃａｌｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓ

从图３（ｃ）可以看出高阶模的能量主要沿着银纳米

线的上表面传输，这部分能量能够被在样品上表面扫

描的收集探针探测到，所以在实验测得的表面等离子

场分布图（图２（ａ））中，靠近激发端（左端）的银纳米线

上有场强分布．伴随着表面等离子体的激发，其它散射

波也被激发，在靠近激发端附近，除了高阶表面等离子

体被探测到，其它散射波也被测到，但从测得的ＮＳＯＭ

图可以看出，强度主要分布在银纳米线上（白色虚线

内），说明测得的主要是表面等离子体，其它散射波可

以忽略．虽然高阶模表面等离子体的模式传输长度为

３．８１μｍ，但是从图２（ｂ）可以看出，它的实际传输长度

小于１μｍ，远小于模式传输长度．高阶模的能量分布

在银纳米线的上表面附近，而且相当一部分能量分布

在空气中，由于ＰＭＭＡ和空气界面存在缺陷，对表面

等离子体的散射损耗大，导致高阶模能量呈现指数衰

３１００４２４０
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减，实际传输长度远小于模式传输长度，图２（ａ）中点犃

之后的银纳米线上就基本测不到场强．

不同于高阶模，基模表面等离子体的能量主要局

域在银纳米线和二氧化硅基底之间，这部分能量不能

被位于样品上表面扫描的收集探针探测到，所以在银

纳米线上测得的强度是高阶模表面等离子体，即图２

（ａ）中靠近激发端的场．在银纳米线右端的端面处，由

于收集探针可以距离银纳米线和介质基底界面足够

近，所以可以探测到基模表面等离子体的场．实验所测

的银纳米线长度为１１μｍ，远大于数值模拟得到的基

模表面等离子体的模式传输长度（４．１１μｍ），但实验在

银纳米线的右端测到了强度分布，而且比激发端附近

的强度大．分析原因为：１）在样品制备过程中银纳米

线和基底介质之间容易形成均匀的界面，存在的缺陷

少，对表面等离子体的散射损耗小，相对稳定的传输环

境使得基模表面等离子体的实际传输长度接近模式传

输长度；２）采用探针近场激发表面等离子体，有效减少

了激发时产生的散射损耗，提高了激发效率，被激发的

表面等离子体强度大；３）银纳米线端面的散射增强效

应，使得端面及附近有表面等离子体场分布；４）收集

探针的近场增强作用提高了收集效率．所以，虽然表面

等离子体从银纳米线的激发端传到另一端，经过的长

度大于模式传输长度，衰减后的能量已经小于原来的，

但是仍然有相当强的能量能够到达银纳米线的另一

端，且被测量到．所以图２（ａ）中银纳米右端面附近出现

场强分布，而且在端面处得到场强极大值．

在集成光学中，要保证信息传输的效率，器件对传

输载体的传输损耗必须足够小．高阶模表面等离子体

受散射损耗大导致传输长度小，限制了传输信息的效

率．而基模表面等离子体的能量沿着银纳米线和介质

基底之间传输，散射损耗小，能够提供足够大的传输长

度，保证了集成器件的传输效率．另一方面，集成器件

的尺度往往比较密集，除了要求高的传输效率，还要避

免相邻器件之间信息的串扰．高阶表面等离子体的能

量分布在银纳米线的上表面，容易延伸到相邻器件而

产生干扰，而且这部分场也容易受到周围环境的影响．

所以高阶模表面等离子体不适合作为集成光学的信息

载体．而基模表面等离子体不仅具有比高阶表面等离

子体大的传输长度，而且它的能量被很好地束缚在银

纳米线和介质基底之间传输．在信息传输过程中，加载

在基模表面等离子体上的信息不容易受周围环境的影

响，避免了与周围器件产生串扰，既能提高集成器件的

集成度还保证了信息的质量．除此之外，传输信息的安

全性也是至关重要的．在样品表面扫描的收集探针无

法探测到基模表面等离子体，因为除了银纳米线的端

面处，探针无法进入基模表面等离子体所在的区域内．

将信息加载在基模表面等离子体上传输，可以有效防

止外界仪器的探测，从而防止信息被窃取，保证了信息

传输的安全性．

３　结论

通过双探针近场光学扫描显微镜实现近场激发和

近场收集银纳米线上的表面等离子体．用有限元法数

值模拟银纳米线上的传输模式，并分析近场探测的结

果．高阶表面等离子体由于受表面缺陷散射的影响传

输损耗大，而且容易受周围环境影响．而基模表面等离

子体将能量束缚于银纳米线和介质基底之间传输，不

但散射损耗小保证了传输效率，而且在传输过程中与

周围环境作用小，可以防止集成器件之间产生信息串

扰．基模表面等离子体作为传输信息的载体，既可以提

高集成器件的集成度，还可以保证信息质量和安全性，

对推动集成光学的发展具有重要作用．

参考文献
［１］　ＥＢＢＥＳＥＮ Ｔ Ｗ，ＬＥＺＥＣ Ｈ Ｊ，ＧＨＡＥＭＩ Ｈ Ｆ，犲狋犪犾．

Ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙｏｐｔｉｃａｌｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｔｈｒｏｕｇｈ ｓｕｂｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ

ｈｏｌｅａｒｒａｙｓ［Ｊ］．犖犪狋狌狉犲，１９９８，３９１（６６６８）：６６７６６９．
［２］　ＢＡＲＮＥＳ Ｗ Ｌ，ＤＥＲＥＵＸ Ａ，ＥＢＢＥＳＥＮ Ｔ Ｗ．Ｓｕｒｆａｃｅ

ｐｌａｓｍｏｎｓｕｂｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｏｐｔｉｃｓ［Ｊ］．犖犪狋狌狉犲，２００３，４２４（６９５０）：

８２４８３０．

［３］　ＯＺＢＡＹ Ｅ．Ｐｌａｓｍｏｎｉｃｓ：Ｍｅｒｇｉｎｇｐｈｏｔｏｎｉｃｓａｎｄｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓａｔ

ｎａｎｏｓｃａｌｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ［Ｊ］．犛犮犻犲狀犮犲，２００６，３１１（５７５８）：１８９１９３．
［４］　ＷＥＩＨ，ＷＡＮＧＺ，ＴＩＡＮＸ，犲狋犪犾．Ｃａｓｃａｄｅｄｌｏｇｉｃｇａｔｅｓｉｎ

ｎａｎｏｐｈｏｔｏｎｉｃｐｌａｓｍｏｎｎｅｔｗｏｒｋｓ［Ｊ］．犖犪狋狌狉犲犆狅犿犿狌狀犻犮犪狋犻狅狀狊，

２０１１，２：３８７．
［５］　ＲＥＮＸＦ，ＧＵＯＧＰ，ＨＵＡＮＧＹＦ，犲狋犪犾．Ｐｌａｓｍｏｎａｓｓｉｓｔｅｄ

ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｏｆ ｈｉｇｈｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ ｏｒｂｉｔａｌ ａｎｇｕｌａｒｍｏｍｅｎｔｕｍ

ｅｎｔａｎｇｌｅｄｓｔａｔｅ［Ｊ］．犈狌狉狅狆犺狔狊犻犮狊犔犲狋狋犲狉狊，２００６，７６（５）：７５３７５９．
［６］　ＬＩＵ Ａ，ＲＵＩＧ，ＲＥＮ Ｘ，犲狋犪犾．Ｅｎｃｏｄｉｎｇｐｈｏｔｏｎｉｃａｎｇｕｌａｒ

ｍｏｍｅｎｔｕｍｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｎｔｏｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎ ｐｏｌａｒｉｔｏｎｓ ｗｉｔｈ

ｐｌａｓｍｏｎｉｃｌｅｎｓ［Ｊ］．犗狆狋犻犮狊犈狓狆狉犲狊狊，２０１２，２０（２２）：２４１５１２４１５９．
［７］　ＬＩＺ，ＨＡＯＦ，ＨＵＡＮＧＹ，犲狋犪犾．Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌｌｉｇｈｔｅｍｉｓｓｉｏｎ

ｆｒｏｍｐｒｏｐａｇａｔｉｎｇｓｕｒｆａｃｅｐｌａｓｍｏｎｓｏｆｓｉｌｖｅｒｎａｎｏｗｉｒｅｓ［Ｊ］．

犖犪狀狅犔犲狋狋犲狉狊，２００９，９（１２）：４３８３４３８６．
［８］　ＭＡ Ｙ，ＬＩ Ｘ，ＹＵ Ｈ，犲狋犪犾．Ｄｉｒｅｃｔ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｏｆ

ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎｌｏｓｓｅｓｉｎｓｉｌｖｅｒｎａｎｏｗｉｒｅｓ［Ｊ］．犗狆狋犻犮狊犔犲狋狋犲狉狊，

２０１０，３５（８）：１１６０１１６２．
［９］　ＳＵＮ Ｙ，ＸＩＡ Ｙ．Ｌａｒｇｅｓｃａｌｅｓｙｎｔｈｅｓｉｓｏｆｕｎｉｆｏｒｍ ｓｉｌｖｅｒ

ｎａｎｏｗｉｒｅｓｔｈｒｏｕｇｈａｓｏｆｔ，ｓｅｌｆｓｅｅｄｉｎｇ，ｐｏｌｙｏｌｐｒｏｃｅｓｓ［Ｊ］．

犃犱狏犪狀犮犲犱犕犪狋犲狉犻犪犾狊，２００２，１４（１１）：８３３８３７．
［１０］　ＹＩＮＹ，ＬＵ Ｙ，ＳＵＮ Ｙ，犲狋犪犾．Ｓｉｌｖｅｒｎａｎｏｗｉｒｅｓｃａｎｂｅ

ｄｉｒｅｃｔｌｙｃｏａｔｅｄ ｗｉｔｈ ａｍｏｒｐｈｏｕｓｓｉｌｉｃａｔｏ ｇｅｎｅｒａｔｅ ｗｅｌｌ

ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｃｏａｘｉａｌｎａｎｏｃａｂｌｅｓ ｏｆｓｉｌｖｅｒ／ｓｉｌｉｃａ［Ｊ］．犖犪狀狅

犔犲狋狋犲狉狊，２００２，２（４）：４２７４３０．
［１１］　ＺＯＵＣＬ，ＳＵＮＦＷ，ＸＩＡＯＹＦ，犲狋犪犾．Ｐｌａｓｍｏｎｍｏｄｅｓｏｆ

ｓｉｌｖｅｒｎａｎｏｗｉｒｅｏｎａｓｉｌｉｃａｓｕｂｓｔｒａｔｅ［Ｊ］．犃狆狆犾犻犲犱犘犺狔狊犻犮狊

犔犲狋狋犲狉狊，２０１０，９７（１８）：１８３１０２．
［１２］　ＲＥＮＸ，ＬＩＵ Ａ，ＺＯＵ Ｃ，犲狋犪犾．Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｏｆｓｕｒｆａｃｅ

ｐｌａｓｍｏｎｐｏｌａｒｉｔｏｎｓｆｒｏｍ ａ ‘ｐｏｉｎｔ’ｓｏｕｒｃｅ［Ｊ］．犃狆狆犾犻犲犱

犘犺狔狊犻犮狊犔犲狋狋犲狉狊，２０１１，９８（２０）：２０１１１３．
［１３］　ＤＡＮＧ Ｑｕｎ，ＢＡＩＹｏｎｇｌｉｎ，ＺＨＡＮＧ Ｇｏｎｇｌｉ，犲狋犪犾．Ａ

ｍｅｔｈｏｄｔｏｐｒｏｃｅｓｓｔｈｅｒｏｗｎｏｉｓｅｉｎｉｍａｇｅｏｆｎｅａｒｆｉｅｌｄｏｐｔｉｃａｌ

ｓｃａｎｎｉｎｇｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２０００，２９
（８）：７４８７５１．
党群，白永林，张工力，等．近场光学扫描显微镜图象的行

噪音处理［Ｊ］．光子学报，２０００，２９（８）：７４８７５１．
［１４］　ＺＡＯ Ｗｅｉ， ＺＨＡＯ Ｘｉａｏｐｅｎｇ． Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｏｆ ｓｕｒｆａｃｅ

ｐｌａｓｍｏｎｐｏｌａｒｉｔｏｎｓａｎｄｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ［Ｊ］．犃犮狋犪

犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２０１１，４０（４）：５５６５６０．
赵炜，赵晓鹏．纳米粒子形貌与表面等离子体激元关系［Ｊ］．
光子学报，２０１１，４０（４）：５５６５６０．

［１５］　ＰＡＬＩＫＥＤ．Ｈａｎｄｂｏｏｋｏｆｏｐｔｉｃａｌｃｏｎｓｔａｎｔｓｏｆｓｏｌｉｄｓ［Ｍ］．

Ａｃａｄｅｍｉｃ，１９９８．

４１００４２４０


